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- Préparation - Quick and easy
simple et rapide preparation
-Pate homogéne -Homogeneous dough * plaiis Su5\Sie Gulas -

-Application mécanique  -Regular mechanical

réguliére application

PSPN 313

PLATRE A PROJETER




PLATRE A PROJETER PSPN 313

PSPN 313 est un platre projeté monocouche,
concu pour enduisage sur tous les supports
traditionnels.

Caractéristiques techniques :

# Taux de Gichage E/P : a consistance

+ Dureté Shore C: >70 a I'état sec

¢ Consommation : 10kg/m? pour 10mm
d’épaisseur

# Rendement (sac) : 3m?/10 mm d’épaisseur en
fonction de la nature et de la régularité du
support

Consignes de mise en ceuvre :

# Préparation : Eau/Platre a consistance

# Epaisseur d’Application : 8 2 15mm en une
seule passe

# Projection : a 20cm du support

# Dernier réglage : 01 H

# Début de Finition : 02 H

¢ Temps Total d’utilisation, environ : 03 H

Conditionnement : Sac de 30 kg

Stockage: Dans un local a I'abri de 'humidité

PSPN 313 PROJECTED PLASTER

PSPN 313 is a single-layer projected plaster,
designed for coating on all traditional
supports.

Technical features

& mixing rate water/plaster : A desired
consistency depending on the machine setting

# shore C: >70 in the dry state

# consumption : 10kg/m? with 10mm thickness

¢ yield (bag) : 3m? with 10mm thickness,
depending on the nature or regularity of the

support

Application instructions:

# Application thickness : 8 to 15mm in a single
pass

# Projection : 20cm from the support

¢ Last setting: 1H

# Start of finishing : 2 H

# Total usage time : 3 H

Bag packaging: 30kg

Storage condition: in the local protected from moisture

PSPN 313 i\l Gyl guam

o) oy ¢ SilSaall gis)ll uas> 92 PSPN 313
Slgall it o ol zias

&uaT jaslas)

G-yl &8USN w1 gusdl/slall dis e
a8

Blazdl aic 70 <: &Ml &

(Lo 10 dSlowny 20 / 2IS 10 : Wilgiuyl &

cloawll (o @010 /%0 31 (Quusl) Sgyall &
Jasziws g3 ol pliatil g daegs =

dle

Jlesiwyl loalss

A8 e gzl g slall n sy uasill ¢
lgad D9 yall

Gl (B 0015 98 oy Lot Gl loww @
a=lg

Iasloll o aun 20 Ay e gyl @
Lo 1: paVl hasill ¢

W 2:elgiyl o

Lo 33 Jlosziuotl LIS ciBgll @

ESSOQA.\,}S:&‘\..\S."M
digboyll e W 9 (a0 YlSe (B 1Sl



